
一种WO3可见光光催化剂及其制备和应用

成果简介

本发明涉及一种可见光光催化剂及其制备和应用。经六

次甲基四胺溶液预处理后，在不同温度下锻烧。制备的具体

步骤为：（1）配制六次甲基四胺溶液；（2）取步骤（1）

中配制的六次甲基四胺溶液将H2WO4浸泡于六次甲基四胺

溶液中一定时间后洗涤、干燥，然后在不同温度下锻烧。发

现在未锻烧条件下制备的可见光光催化剂，具有较高的光催

化活性。在8W日光灯的照射下8h后，甲基橙的降解率约达

67%。这种催化剂的制备方法具有节能的效果。

应用前景

近年来，随着染料工业的飞速发展，染料废水的排放也

越来越多。这些染料废水具有色度大、组成复杂、有机物含

量高、环境污染大等特点，难以找到高效的处理方法。工业

上，常用的染料废水处理方法有絮凝沉淀法、吸附法、生物

法、光催化氧化降解法等。其中，应用半导体催化剂光催化

降解有机污染物具有低能耗、易操作、降解效率高、无二次

污染等特点，而受到关注，成为近年来环境污染治理技术研

究的热点。半导体在光催化降解染料废水中起着非常重要的

作用。半导体在光催化氧化技术领域具有操作简单、反应条

件温和、能耗低及二次污染少等优点，因而在废水处理领域

备受关注。WO3是一种禁带宽度约2.5eV~2.8eV的n型半导体



材料，主要吸收小于波长443nm的光，稳定性好，能高效降

解废水等有机污染物，对环境污染小、价格便宜。而且就环

境净化而言，对于没有紫外光的室内也有很大的应用价值。

太阳光中主要成分是可见光，紫外光成分只占5%左右。因此，

在可见光下下降解染料废水以改善环境质量和人类的健康

具有显著的实际意义。

成果展示

图1 WO 3的XRD图

图2 可见光下WO 3对甲基橙的降解效果图
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